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Curing System

A maior poténcia refrigerada
a agua sistema UV para o
maximo aplica¢cdes exigentes

Projetado e fabricado na Gra-Bretanha

gewuv.pt
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Cabecote de lampada UV E4C

Lampada de alto rendimento

Refletor de perda minima

Perfil de radia¢do UV sintonizado
opticamente

Refletor ativamente resfriado

Calor absorvido

Menor manutencao

e Projetado para trocas de lampadas mais
rapidas e faceis

e Todos os componentes substituiveis sdo
plug-and-play para facilitar a manutencao

e Os refletores podem ser limpos e totalmente
substituidos sem quebrar as vedacdes de
agua

e Mecanismos refletores e vedacoes testadas
em milhdes de operacdes para garantir
confiabilidade

e O resfriamento a dgua reduz os requisitos de
extracao de ar instalado

7~~  Tecnologia
ArCLE D Intercambiavel
“"

Patenteada

Cura UV GEW EA4C

e A maior poténcia disponivel na linha GEW, para suportar as
aplicagdes de cura UV mais exigentes do mercado

e Perfil compacto ‘E2C’ para se adaptar a mais ampla gama de
maquinas

e Versatil, controlavel e seguro para a mais ampla gama de
materiais sensiveis ao calor

e Operacao silenciosa com requisitos minimos de ar
 Refletores opticamente ajustados maximizam o poder de cura

¢ O interruptor de fluxo integrado garante o fluxo de 4gua em
todos 0os momentos

e Refletores resfriados a d4gua suportam a mais alta poténcia UV
enquanto limitam a transferéncia de calor para o substrato

e Preparado para LED: o invélucro da lampada hibrida pode
acomodar cassetes de lampadas LED ou de arco

e Atualizavel em todas as instalacoes E2C

Especificacao

Poténcia elétrica maxima
Espectro

Irradiancia no ponto focal
Dose tipica @ 100m / min
Comprimento maximo
Secdo transversal padrao
Resfriamento

Temperatura operacional
maxima padrao

Umidade méxima padrao

220W /cm

Mercdrio**

10.7W / cm?*

220mJ / cm?*

170cm

1170mm W x 190mm H
Ar e Agua

40°C (104°F)

Sem Condensacao

*Medido sob condigoes de laboratério GEW padrao com configuracao de cabegote de lampada padrao.

** \/ariantes de ldmpadas disponiveis mediante solicitacdo

ArcLED hybrid UV technology allows interchanging of a

UV Arc lamp or LED array in the same housing.

Optimise your press with a mixture of Arc and LED curing on

any station, for the ultimate flexibility.

ArcLED cassettes can quickly and easily be

interchanged; only a hex key tool is required



gewuv.pt

Beneficios do sistema

Dose
Maior poder
e Lampada de perfil padrao de alta poténcia para aplicacoes N S,
de baixa migragéo Tintas de baixa migracéo
e Suporta os aplicativos mais exigentes e velocidades de
impressdo mais rapidas
e Executa os procedimentos de teste de cura mais severos

Produtividade maxima da maquina

e Tecnologia de lampada de inicio rapido Limiar de cura
e O sistema evita proativamente o tempo de inatividade nao Tintas padrao
planejado

e Cura consistente e em alta velocidade

* Rapido de instalar E2C

Disponivel com monitoramento UV multiponto

* Obtenha 100% de inspecao UV para cada lote
e Melhorar a conformidade com os regulamentos europeus
sobre embalagens em contato com alimentos
* Veja facilmente quando as lampadas UV chegam ao fim Pronto para LED

da vida util , _
* Atualize facilmente para cura LED UV no futuro usando a
mesma fonte de alimentacao hibrida RHINO ArcLED
Atualizavel
e O design compacto permite a adaptacdo a mais ampla
gama de maquinas
e Atualizavel em todas as instalacdes E2C
Garantia de 5 anos
) ] e Salvaguardas contra custos de manutencao nao
Disponivel com cura em atmosfera inerte planejados
* Permite a producado de revestimentos removiveis de
silicone e embalagens de alimentos Opcoes
¢ Consisténcia do processo garantida com controle de nivel | 3mpadas com adicdo de (Fe, Ga)
de oxigénio de precisao integrado e Personalizacao para atender aplicacoes especializadas

* Solucdes totalmente projetadas para atender sua aplicacdo e Cyra em atmosfera inerte
especifica e Monitoramento UV multiponto



Relaxe... vocé estd em
boas maos

Servico de monitoramento remoto GEW
O monitoramento remoto é uma

é tecnologia loT incluida como
padrdo em todos os sistemas
o O GEW RHINO/RLT UV e é
o ° aprovada pela Industria 4.0.

Todos esses sistemas sdo
monitorados continuamente
para garantir que estejam
operando com eficiéncia
maxima, 24 horas por dia, 7
dias por semana, 365 dias por
ano.

Isto também permite que a GEW forneca a resposta de
servi¢o mais rapida e precisa do setor.

Relatérios de desempenho do sistema

O Event Log registra continuamente o uso do sistema
e relatorios regulares sdo gerados para o cliente,
detalhando o uso de energia, a produtividade da
impressora e o desempenho do sistema.

Sede
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RHINO power

Poténcia compacta e a prova de falhas

As unidades de energia RHINO e RLT podem fornecer até
12 lampadas UV a partir de um gabinete compacto com
area util de 1265 mm x 800 mm.

As fontes de alimentacao sdo projetadas para funcionar
em temperaturas ambientes de até 40°C e sao
protegidas contra variagdes comuns de energia da rede
elétrica (por exemplo, curto-circuito com a terra, quedas
de rede) por um modo de desligamento seguro, para
operacao ultra-confiavel.

Garantia de 5 anos disponivel

O uso do pacote de servicos integrado da
GEW proporciona total confianga
na confiabilidade da eletrénica de
poténcia da GEW e minimiza custos

W de manutencdo néo planejada. A
GEW é o unico fornecedor de UV que
oferece este nivel de garantia para todo o
sistema.
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